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摘要(译)

本发明一般涉及用于优化性能和最小化与植入传感器（例如压力传感
器）相关的并发症的系统和方法，用于检测，诊断和治疗医学患者的心
血管疾病。还提供了用于将植入的传感器锚固到各种身体结构的系统和
方法。
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